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М Е Т О Д В И З Н А Ч Е Н Н Я С В І Т Л О Ч У Т Л И В О С Т І 
Ф О Т О П О Л І М Е Р И З У Ю Ч И Х Ш А Р І В 

Застосування фотополімернзуючих матеріалів (ФПМ) у форм-
ному виробництві для виготовлення різних видів фотополімерних 
друкарських форм, копіювальних шарів і т. д. відповідає сучасним 
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вимогам, які ставляться до технологічних процесів, і характе-
ризується простотою, надійністю, якістю та високою продук-
тивністю. 

Конструкція ФПМ включає плівкоутворюючі полімери, зшива-
ючі агенти (полімеризаційноздатні олігомери), фотоініціатори та 
інші цільові добавки. Основна складність створення ФПМ — 
вплив складу та природи компонентів на властивості ФПМ і ви-
робів з них, в тому числі на світлочутливість. 

Г О: 1 'О 

Рис. 1. Вплив експозиції та концентрації Рис. 2. Вплив концентрації фото-
фотоініціатора на графічні спотворення. ініціатора на світлочутливість 

ФПМ. 

Відомо [2], що при копіюванні дрібних деталей розсіяння світ-
ла призводить до того, що край зображення губить чіткість, і 
замість скачків щільності в зображенні відбувається плавна 
зміна. При великих експозиціях розсіяння світла призводить до 
розширення зображення, що викликає зникнення дрібних деталей. 

За умови недостатніх експозицій під просвітами невеликого 
розміру ФПМ набувають недостатнього ступеня фотохімічного 
зшивання і при проявленні руйнуються. Таким чином, значення 
експозиції впливає на відтворення деталей розміром у декілька 
десятих часток міліметра, що можна використати для знаходжен-
ня світлочутливості. 

Методика досліджень полягала ось у чому. На фотополімери-
заційноздатний шар при різному часі експонування та постійній 
освітленості (Нє) копіювали тест-об'єкт, після проявлення заміря-
ли діаметр растрового елемента, визначали графічні спотворення 
на полях експонограм Г та будували резольвограми Г=І ^ Не 
(рис. 1). Резольвограми (1—6) апроксимували рівнянням загаль-
ного виду у=а~\-Ьх з використанням спеціальної програми на 
«Мир-2» [1]. Отримані значення К використовували для побудови 
графіків залежності світлочутливості ФПМ від концентрації од-
ного з інгредієнтів С{ (рис. 2) , що давало змогу визначати експо-
зицію, яка відповідає мінімальним графічним спотворенням і її 
можна використовувати для розрахунку світлочутливості ФПМ 
К = 1 / # г о • 

Залежність К—\Сі корелює з даними, одержаними методом 
копіювання напівтонових шкал. 
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Отже, створена та перевірена програма для ЕОМ «Мир-2», що 
дає змогу отримати фотографічні характеристики ФПМ на основі 
резольвометричних досліджень. 
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The programme for computer «Мир-2» is composed and tested. The pro-
gramme allows to determine the photosensitivity of photopolymerizing layers on 
the basis of the given resolvometric studies. 
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